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میکرو فابریکیشن چیست؟

ساخت قطعات در اندازه های نانو و میکرو متری 

:فرآیند های ساخت این قطعات شامل

فوتولیتوگرافی

زدایش تر و خشک

ماشین کاری

ساخت این قطعات 
بر بستر های مخلتفی 

:انجام می گیرد

ونسیلیک

اپلیمر ههشیش

، میکرو الکترونیک، مکاترونیکپزشکی، در حوزه های : کاربرد این قطعات
...و زیست  کشاورزی، محیط زیست فناوری، 



؟اتاق تمیزچیست

.ساخت قطعات در اندازه های میکرو و نانو نیاز به محیط عاری از آلودگی و گرد و غبار دارد

.محیطی ایزوله و عاری از آلودگی شامل ابزار ساخت قطعات میکرو و نانو می باشد:  اتاق تمیز

بخش های 
اتاق تمیز

بخش -1
رافی فوتولیتوگ

بخش -3
زدایش 
شیمیایی 

بخش لایه -2
زدایش /نازک

خشک

بخش-4

پی دی ام اس

نانو فب چیست؟/ اتاق تمیزمیکرو

.تمامی امکانات برای ساخت قطعات میکرو و نانو در چهار بخش در این مجموعه موجود است



بخش فوتولیتوگرافی-1

منظور ایجاد طرح ها و الگوهای مشخص بر روی لایه نازک و یا ویفر در ابعاد این بخش به 
.میکرومتری تعبیه شده است

حمام فراصوت

هات پلیت

اسپین کوتر برای لایه نشانی مواد فوتورزیست

:میز کار، شامل ترل استفاده از روش فوتولیتوگرافی برای ساخت قطعات الکترونیکی در ابعاد میکرومتری با طرح های قابل کن
.شدخواهد 



زدایش خشک/بخش لایه نازک-2

شامل دستگا ه های لایه نشانی به منظور لایه نشانی رساناها، نارساناها، این بخش 
.زدایش استنیمه رساناها و دستگاه های 

در سیستم های لایه نشانی این بخش، خوشه ها و اتم ها از جنس مواد مختلف از بوته های گداخته و تارگت ها 
. دجدا و در شرایط خلاء بالا روی زیرلایه هایی به ابعاد چند میلیمتر تا چند اینچ نشانده و تثبیت می شون

دستگاه لایه نشانی کند و 
(اسپاترینگ)پاش

کندوپاش جریان 
(DC)مستقیم 

دستگاه لایه نشانی 
PVD

کار در فاز بخار

به منظور تمیزکاری 
سطوح آلوده

دستگاه زدایش یون 
(  یا واکنش پذیر)غیرفعال 
(RIE)

دستگاه پلاسمای 
اکسیژن

:ابزار موجود در این بخش
حذف و انجام فرآیند 

ا یا لایه برداری نانو ی
میکرومتری

کندوپاش فرکانس
(RF)رادیویی 

ی نشانی با روش هالایه 
رتو تبخیر حرارتی و پ

الکترونی

انجام فرایند میکرو 
ماشین کاری سطحی

شرایط ایجاد 
آب دوستی و 
واکنش پذیری



شیمیایی بخش زدایش -3

.ویفرهاستحذف لایه هایی از سطح : بخشایجاداین هدف 

 



:بخش پی دی ام اس-4

مناسب برای ساخت تراشه  های میکرو سیالاتی



بخش های 
اتاق تمیز اخبار

دانشگاه به مناسبت افتتاح محل جدید پذیرش مرکز خدمات آزمایشگاهی
صنعتی شریف،

را ارائه نمایند تا تاریخ  (CLAB8257)پژوهشگران محترمی که کد تخفیف 
.می توانند از خدمات با تخفیف استفاده نمایند1402/12/15



بخش های 
اتاق تمیز

پیشنهاد 
ویژه

ستاد به همت برنامه ملی میکروالکترونیک و(MEMS)ملی ساخت تراشه میکروالکترومکانیکیرویداد 
هوری و با توسعه فناوری نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جم

کوفایی همکاری مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و حمایت صندوق نوآوری و ش
.برگزار می شود

ی تاسیس محل جدید پذیرش و امور مشتریان مرکز خدمات آزمایشگاه

دانشگاه صنعتی شریف

https://centrallab.sharif.edu/fa/w/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88?redirect=/
https://centrallab.sharif.edu/fa/w/5-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-1402/11/24-%D9%88-1402/11/25?redirect=/
https://centrallab.sharif.edu/fa/w/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88?redirect=/

